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Kuparikivipisaroiden vuorovaikutuksen
mallinnus liekkisulatusuunin alauunissa
CFD-DEM:lla

Viéitoskirjan nimi Matte—slag interaction simulation in the flash smelting settler using coupled CFD-
DEM
Viitoskirjan sisélto Uusi menetelma on kehitetty pienten pisaroiden vuorovaikuksen mallintamiseen

kuparin valmistusprosessissa. Kahta yhteenkytkettyd menetelmaa on kaytetty
yhteisen tapauksen ratkaisemiseen hyddyntéen uusia alimalleja, joilla kuvataan
pisaroiden yhdistymista ja reaktioiden vaikutusta. Néilld simulaatioilla havaittiin
virtausilmio, joka merkittavasti nopeuttaa pisaroiden laskeutumistahtia ja taten on
merkittéava tekija kuparitappioiden vahentamisessa.

Tama menetelma tarjoaa suuremman tarkkuuden perinteisempiin CFD
simulaatioihin verrattuna, silla jokainen pisara on simuloitu yksittaisena oliona.
Tama suurentaa menetelman vaatimaa laskentatehoa, joten menetelma sopii
paremmin pienempien yksityiskohtien kuin tdyden koon sulatusprosessin
mallintamiseen.
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